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Text posudku:

V predloZenej habilitatnej praci sa uchédzal, Mgr. P. Stahel, PhD., zaobera rdznymi typmi
dielekirickych bariérovych vybojov a ich aplikaciami, ¢o predstavuje spektrum jeho vedeckého
zaujmu v poslednom obdobi (priblizne 8 rokov). Uvedené zamerania vedeckych prac uchadzala
poukazuje na to, Ze sa venuje vysoko aktudlnej oblasti fyziky plazmy, hlavne z hl'adiska aplikacii
v rdznych oblastiach high-tech technolégii, kde sa Uspes$ne zacinajii uplatiovat’ moderné plazmové
technoldgie. Potvrdzuji to aj konkrétne prilohy k habilitadnej praci ako st spoluautorstvo réznych
patentovych prihlasok, overenych technolégif a i. Jeho pedagogické schopnosti dokladuji uvadzané
prace §tudentov, ktorym bol Skolitefom.

Obsah habilitalnej prace je rozéleneny tematicky na dve hlavné &asti, tvoriace logicky
celok: teoreticky popis dielekirickych bariérovych vybojov a aplikdcie bariérovych vybojov.
V ramci aplikacii sa autor venuje viacerym moZnostiam vyuZitia vybojov, ako je plazmové Cistenie
a leptanic roznych typov povrchov, funkcionalizdcia povrchov, plazmovd depozicia, ako a
plazmova mikrobialna inaktivécia. Siroké je aj spektrum materidlov, na ktorych boli (i¢inky plazmy
vySetrované — polyméry, kremik, sklo, papier, ale aj vlakna zivociSneho povodu.

Stidastou prace st prilozené kopie 14 c&lankov, publikovanych vrenomovanych
karentovanych &asopisoch a patentova prihla¥ka. V ¢lankoch sa autori podrobne zameriavaji na
O¢innost jednotlivych typov zdrojov plazmy na opracovanie povrchov ako aj na diagnostiku
plazmou upravovanych povrchov. Nasleduje zoznam citovanych odkazov, ktorych kopie uz nie su
priloZené, ale sa to prace, kde je P. Stahel spoluautorom alebo 3kolitefom. Z priloZenych préc
jednoznaéne vyplyva odborna erudovanost’ autora a jeho vedecké a pedagogické zameranie.

Habilitaéna praca je zostavena premyslene a prehladne a poddva komplexny pohlad na
problematiku dielektrickych bariérovych vybojov a ich aplikicii. Malé nedostatky maji formalny
charakter, ako napriklad:

-str. 12 — oznadenie obr. 3 splyva s textom

~str. 20 — zoznam 10 najddlezitejSich odkazov priloZenych k préci obsahuje v skuto€nosti 14 prac a
patent

-v prilohach sa nachidza &lanok 11 dvakrat

Tieto malé formélne nedostatky vSak nezniZujil vynikajiicu troveil prace P. Stahela.
Publikované &lanky st doékazom vedeckej urovne uchiddzafa ako aj jeho schopnosti ziskavat
vedecké granty, $kolit’ $tudentov a spolupracovat’ so zahraniénymi partnermi



OtazKy oponenta k obhajobe habilitacnej préce:

1. Ak je Gasovd stdlost plazmove] upravy (ageing effect) povrchov jednotlivych
vySetrovanych materidlov? Je mozné ovplyvnit' ju napriklad podmienkami skladovania?

2. Ako ovplyviiuje i¢innost’ plazmovej Gpravy volba pracovného plynu — je vhodné nahradit
vzduch v niektorych pripadoch inym plynom?

Zaver:

Zaverom mozno skonﬁ}atovat’ , Ze habilitadna praca Mgr. Pavla Stahela: ,,Dielekirické bariérové
vyboje a ich aplikacie® splfia poziadavky kladené na habilitaénii pracu v obore ,,Fyzika plazmy®.

Bratislava, 29.4. 2012 doc. RNDr. A. Zahoranova, PhD



Doc. RNDr. Anna Zahoranovi, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
UK Bratislava

Anotacia

Habilitalna praca Mgr. Pavla Stahela, PhD. je zamerana na fyziku plazmy, konkrétne sa
zaobera dielektrickymi bariérovymi vybojmi, generujicimi nerovnovaZnu plazmu za
atmosférického tlaku. Tieto typy zdrojov plazmy s v sGéasnosti predmetom intenzivneho
vyskumu, vzhPadom na ich &oraz $ir§ie vyuzitie, hlavne v réznych oblastiach high-tech
technolégii, kde sa tspesne zalinaju uplatiioval’ moderné plazmové technolégie. V ramci
aplikcii sa autor venuje viacerym moZnostiam uplainenia, ako je plazmov¢ Cistenie a
leptanic roznych typov povrchov, funkcionalizicia povrchov, plazmova depozicia, ako aj
plazmova mikrobidlna inaktivacia. Ddkazom aktudlnosti prace st priloZzené kopie 14
¢lankov uverejnenych v recenzovanych &asopisoch, d’alsie citované vlastné prace ako aj
prilozené patenty a priklady spoluprace spraxou, zobdobia poslednych 8 rokov.
Pedagogick ¢innost’ dokazuju podetné prace Studentov, ktorych bol P. St'ahel Skolitel'om.
Habilitain4 prica dokazuje vysokid vedeckil aj pedagogicku troveil autora. Doporu€ujem ju
k obhajobe pred Vedeckou radou PfI' MU.
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